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[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR TREATING PLASMA AND/OR COVERING PLASMA OF WORKPIECES UNDER CONTINUOUS
ATMOSPHERIC PRESSURE, IN PARTICULAR MATERIAL PLATES OR STRIPS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN ATMOSPHARENDRUCK PLASMABEHANDLUNG

UND/ODER -BESCHICHTUNG VON WERKSTUCKEN

(57) Abstract: The invention relates to a method, wherein a workpiece can be subjected to plasma treatment and/or plasma dis-
charge under atmospheric pressure on one side which is oriented away from high voltage electrodes which induce plasma discharge.
Said method is a method for treating plasma and or covering plasma under continuous atmospheric pressure of electrically insulating
workpieces, in particular material plates or strips. According to said method, the workpiece, which is to be machined, is arranged at
a distance below at least one high voltage electrode which extends in a transversal manner in the direction of movement, at least on
the width of the surface of the work piece which is to be treated, and the electrode and the workpiece are offset in the direction of
movement. The electrode is a high voltage electrode, preferably in the form of alternating voltage. The invention is characterised
in that a first chamber, which is situated between the high voltage electrode and the work piece, is filled with a first atmosphere
and that a second chamber, which is arranged on the side of the workpiece which is oriented away from the high voltage electrode,
and adjacent to the rear side thereof, is filled with a second atmosphere which is different from the first. The high voltage, the first
atmosphere and the second atmosphere are selected in such a manner that a plasma discharge is provoked in the second atmosphere.

(57) Zusammenfassung: Mit der Erfindung wird ein Verfahren angegeben, mit welchem ein Werkstiick auf einer den eine Plasma-
entladung induzierenden Hochspannungselektroden abgewandten Seite einer Atmosphérendruck Plasmabehandlung und/oder -ent-

ladung unterzogen werden kann.
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Dies ist ein Verfahren zur kontinuierlichen Atmosphidrendruck Plasmabehandlung und/oder Plasmabeschichtung von elektrisch
isolierenden Werkstiicken (3), bei dem ein zu behandelndes Werkstiick in einem Abstand unterhalb wenigstens einer sich
quer zu der Bewegungsrichtung zumindest tiber die Breite der zu behandelnden Oberfliche des Werkstiickes erstreckenden
Hochspannungselektrode (1) angeordnet und die Elektrode und das Werkstiick in einer Bewegungsrichtung relativ zueinander
in Bewegung versetzt werden, wobei an die Hochspannungselektrode eine Hochspannung, angelegt wird, welches sich dadurch
auszeichnet, dass ein erster zwischen der Hochspannungselektrode und dem Werkstiick gelegener Raum mit einer ersten
Atmosphire und dass ein zweiter auf der der Hochspannungselektrode abgewandten Seite des Werkstiickes gelegener, an eine
Riickseite desselben angrenzender Raum mit einer zweiten von der ersten Atmosphére verschiedenen Atmosphire gefiillt wird,
wobei die Wahl der Hochspannung sowie der ersten und der zweiten Atmosphére derart erfolgt, dass eine Plasmaentladung in der
zweiten Atmosphére ziindet.
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